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摘要：通过在二氧化硅（ＳｉＯ２）溶胶向凝胶转变过程中，依次加入黑索今（ＲＤＸ）的丙酮Ｎ，Ｎ二甲基酰胺（ＤＭＦ）

混合溶液和氟橡胶（ＦＰＭ２６０２）的乙酸乙酯溶液，采用提拉法和手工旋转涂抹法制备了白色半透明状质量分数为

８０％的 ＲＤＸ／ＳｉＯ２传爆药薄膜。结果表明，当正硅酸乙酯（ＴＥＯＳ）和乙醇摩尔比为 １４时，随醇水摩尔比的适当减

小，膜的韧性降低并且成膜后 ＲＤＸ粒径变小；溶胶在６０℃陈化时，随陈化时间增加，溶胶粘度由３Ｐａ·ｓ增至凝胶

点时的 １３Ｐａ·ｓ，此时涂膜，所得薄膜表面平整。扫描电镜表明，在薄膜内部，３００～５００ｎｍ的球状 ＳｉＯ２黏附在

ＲＤＸ表面，形成 ３～５μｍ且呈块状的 ＲＤＸ／ＳｉＯ２复合膜单元，是一种新型的膜状传爆药。
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１　引　言

炸药的超细化是当今材料科学领域的一个热点，

与常规粉体炸药相比，亚微米级炸药具有感度选择性

和爆轰成长期短并且更完全，同时还具备高安全性和

可靠性
［１］
。为满足微小型火工元件对钝感高能、安全

可靠火工药剂的需求，迫切要求研究超细化炸药的制

备工艺和机理，而溶胶—凝胶法以其工艺简单、成本较

低、组分易控等优点
［２］
，为制备超细复合含能材料提

供了一个新的途径，美国 Ｌｉｖｅｒｍｏｒｅ国家实验室用溶
胶凝胶工艺设计和制备了多种纳米含能复合材料［３］

。

在溶胶凝胶工艺中最常用的是溶液结晶法［４］
，当硅凝

胶基体与炸药精密混合后，撞击感度显著降低；Ｔｉｌｌｏｔ

ｓｏｎ［５］等人用溶胶凝胶法制备出质量分数为 ８０％的

ＲＤＸ／ＳｉＯ２造型粉，并用于雷管装药；池钰
［６］
按一定的

比例将水、ＲＤＸ的丙酮饱和溶液以及适量的氟硼酸加
入到硅酸甲酯的丙酮溶液中，形成溶胶凝胶，采用超临

界 ＣＯ２干燥制备了含 ＲＤＸ为８０％、粒径为４０～５０ｎｍ

的 ＲＤＸ／ＳｉＯ２复合含能材料。
　　目前溶胶凝胶法制备的大多是粉体材料，而关于
含能材料复合膜的报道却很少，王晓丽

［７］
用物理气相

沉积法 （ＰＶＤ）制备出钝化 ＲＤＸ薄膜；ＯｍｋａｒＡ．

Ｎａｆｄａｙ［８］用 ＤＰＮ技术将 ＨＭＸ和 ＰＥＴＮ旋涂成纳米薄
膜，但是气相蒸发沉积法使用真空蒸发器等专门设备，

结构复杂，并且所得薄膜的能量输出主要取决于单质

炸药的特性。而溶胶凝胶法成膜均匀性好，与衬底附
着力强，易于分子级掺杂，可精确控制掺杂水平等优

点
［９］
，郁卫飞

［１０］
用溶胶凝胶法制备纳米 ＲＤＸ／ＲＦ薄

膜，为溶胶凝胶法制备含能材料薄膜提供了新途径，
笔者在此基础上，采用溶胶凝胶法制备出 ８０％
ＲＤＸ／ＳｉＯ２传爆药薄膜。

２　实　验

２．１　试剂和仪器
　　黑索今，Ｅ级，甘肃银光化工集团；正硅酸乙酯
（ＴＥＯＳ），分析纯，符合津 Ｑ／ＨＧ３５２９９９，天津市大茂
化学试剂厂；丙酮，分析纯，符合 ＧＢ／Ｔ６８６－１９８９，天
津市风船化学试剂科技有限公司；乙醇（ＥｔＯＨ），分析
纯，符合 ＧＢ／Ｔ６７８－２００２，天津市东丽区天大化学试剂
厂；氟橡胶（ＦＰＭ２６０２），天津升华实业公司；乙酸乙酯，
分析纯，符合 ＧＢ／Ｔ１２５８９－１９９０，天津市北辰方正试剂
厂；纯水（自制）；盐酸、氨水，太原宏达试剂有限公

司。ＤＴ１００Ａ单盘分析天平，北京光学设备有限责任
公司；ＤＧＳＹⅡ电热恒温水浴箱，上海医疗器械仪表
厂；ＸＰ８００Ｃ型偏光显微镜，上海蔡康光学仪器厂；
Ｓ４７００型冷场扫描电镜，日本日立公司。
２．２　制备 ＳｉＯ２溶胶凝胶体系
　　按摩尔比ＴＥＯＳＥｔＯＨＨ２Ｏ＝１４４，配制溶
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胶反应体系，待反应一段时间后，加入溶有一定量

ＦＰＭ２６０２的乙酸乙酯，搅拌使其完全混合，倒入锥形瓶
中密封，在 ６０℃水浴恒温搅拌 ２ｈ使之充分混合，加
入少量盐酸后搅拌 ３ｈ，使 ＴＥＯＳ在 ｐＨ＝２～３条件下
水解３ｄ后，然后滴加适量稀氨水（ｐＨ＝１０），调节体
系 ｐＨ值在 ９～１０之间，保证硅溶胶缩聚胶链，置于
６０℃下密封陈化５ｄ，即达到胶凝点。
２．３　制备 ＲＤＸ／ＳｉＯ２膜
　　向达到胶凝点的 ＳｉＯ２溶胶，加入一定量的 ＲＤＸ丙

酮Ｎ，Ｎ二甲基酰胺混合溶液，待均匀混合后时，再加入
一定量的 ＦＰＭ２６０２乙酸乙酯溶液，搅拌使其均匀混合，在
６０℃下陈化至涂膜的粘度，缓慢在胶液中提拉玻璃基
片成膜，也可将胶液涂在玻璃皿表层，手工旋涂成膜，冷

冻干燥即得到含量８０％ ＲＤＸ的 ＲＤＸ／ＳｉＯ２薄膜。

３　结果讨论

３．１　形貌表征
　　旋涂法和提拉法制备出的 ＲＤＸ／ＳｉＯ２膜，分别如

图１所示。

ａ．ｓｐｉｎｃｏａｔｉｎｇｍｅｔｈｏｄ ｂ．ｐｕｌｌｅｙｍｅｔｈｏｄ

图 １　ＲＤＸ／ＳｉＯ２膜数码照片

Ｆｉｇ．１　ＴｈｅｐｈｏｔｏｇｒａｐｈｓｏｆＲＤＸ／ＳｉＯ２ｍｅｍｂｒａｎｅｂｙｔｗｏｍｅｔｈｏｄ

　　从图 １ａ旋涂成膜的外观来看，膜呈白色半透明
状，厚度在几十个微米，表面平整，有一定韧性，而图

１ｂ提拉成膜呈白色透明状，厚度在 １００～２００μｍ不
等，易卷曲且脆裂。可知旋涂法制膜比提拉法均匀，为

进一步观测膜内部结构，对旋涂法成膜的 ＲＤＸ／ＳｉＯ２
薄膜扫描电镜，分别如图２、图３所示，图２为添加 ３％
ＦＰＭ２６０２的８０％ ＲＤＸ／ＳｉＯ２旋涂成膜扫描电镜照片，照
片中显示 ＲＤＸ近似呈球形，粒径大多在 １～３μｍ，表
面包覆一层亮的 ＳｉＯ２，ＦＰＭ２６０２将 ＲＤＸ／ＳｉＯ２粘结在一
起。图３为图２中局部亮区域扫描电镜，其中 ＲＤＸ和
ＳｉＯ２已粘合在一起呈块状，大约 ３００～５００ｎｍ的球状

ＳｉＯ２黏附在 ＲＤＸ表面，形成 ３～５μｍ且呈块状的／

ＳｉＯ２复合膜单元，而由于 ＲＤＸ含量高，ＦＰＭ２６０２除加固
ＳｉＯ２干凝胶网格外，还作为成膜剂将部分散落的 ＲＤＸ
粘合在一起，ＲＤＸ直接从溶剂中结晶出来，在溶剂蒸
发过程中膜内避免不了出现空隙，为有效阻止膜开裂，

仍需对制膜工艺进行优化。

图 ２　添加 ３％ ＦＰＭ２６０２的 ＲＤＸ／ＳｉＯ２旋涂成膜扫描电镜照片

Ｆｉｇ．２　ＳＥＭｐｈｏｔｏｇｒａｐｈｏｆＲＤＸ／ＳｉＯ２ｍｅｍｂｒａｎｅｗｉｔｈ

３％ ＦＰＭ２６０２ｐｒｅｐａｒｅｄｂｙｓｐｉｎｃｏａｔｉｎｇｍｅｔｈｏｄ

图 ３　旋涂法制备 ＲＤＸ／ＳｉＯ２膜局部扫描电镜照片

Ｆｉｇ．３　ＳＥＭｐｈｏｔｏｇｒａｐｈｆｏｒＲＤＸ／ＳｉＯ２
ｍｅｍｂｒａｎｅｐｒｅｐａｒｅｄｂｙｓｐｉｎｃｏａｔｉｎｇｍｅｔｈｏｄ

３．２　醇水摩尔比及ｐＨ值对凝胶时间和成膜质量的影响
　　本实验按摩尔比 ＴＥＯＳＥｔＯＨ ＝１４，在 ６０℃
时，在不同的醇水摩尔比及 ｐＨ值条件下制备 ＳｉＯ２溶
胶，其达到凝胶点时间如表１所示。本实验在６０℃时
研究 ＴＥＯＳ水解缩聚过程，发现水的加入量和体系 ｐＨ
值是影响凝胶时间的重要参数。

　　从表１可看出，凝胶时间随溶胶 ｐＨ值的增加而减
小，体系的ｐＨ值大于１１时，凝胶太快，凝胶膜结构疏松，
因为ＳｉＯ２溶胶在ｐＨ＝９．５条件下以（ＳｉＯ２）ｎ·ｍ（ＯＨ


）胶

粒形式存在，适当降低 ｐＨ值可增加其成膜性［１１］
，但
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降低过多时会使部分（ＳｉＯ２）ｎ·ｍ（ＯＨ

）胶粒与局部的

Ｈ＋
结合成（ＳｉＯ２）ｎ·ｍＨ

＋
，造成（ＳｉＯ２）２ｎ聚合体沉淀，

而随着 ｐＨ值降低，ＳｉＯ２胶粒溶解度增加，同时粒子表
面电荷增加，使团聚和凝胶化过程推延。因此，在

ＳｉＯ２溶胶体系 ｐＨ值控制在９～１０为宜。
　　在调节体系 ｐＨ值同时，向溶胶体系加水量也是
影响成膜的重要因素。适当增加水量可以使溶胶中产

生足够的水解产物，从而得到聚合物胶体，获得较好的

成膜性，王剑华
［１２］
认为要制备均匀的 ＳｉＯ２薄膜，硅水

摩尔比宜为１（７～１０），而黄剑锋［１３］
认为硅水摩尔

比在１（１０～２０）时，制备 ＳｉＯ２薄膜不开裂。实验在
ｐＨ＝９，调节 ＴＥＯＳＥｔＯＨＨ２Ｏ＝１４１０（摩尔
比），并制备出ＳｉＯ２薄膜（５０℃干燥），扫描电镜如图４
所示。

表 １　ＳｉＯ２溶胶的制备条件及凝胶时间

Ｔａｂｌｅ１　Ｐｒｅｐａｒａｔｉｏｎｃｏｎｄｉｔｉｏｎｓｏｆｓｉｌｉｃａｓｏｌ

ｓａｍｐｌｅ １＃ ２＃ ３＃ ４＃ ５＃

ｍｏｌａｒｒａｔｉｏ（ＥｔＯＨＨ２Ｏ） １１ １１．５ １２ １２．５１２．５
ｐＨｖａｌｕｅ ２ ４ ７ ９ １１

ｇｅｌａｔｉｎｉｚａｔｉｏｎｔｉｍｅ／ｄａｙ １４ １２ １０ ６ ３

图 ４　ＳｉＯ２薄膜扫描电镜

Ｆｉｇ．４　ＴｈｅＳＥＭｐｈｏｔｏｇｒａｐｈｏｆＳｉＯ２ｍｅｍｂｒａｎｅ

　　图４中 ＳｉＯ２表面平整，粘附少量 ＳｉＯ２碎片，可能
是干燥过程中少部分开裂所致，从右下角裂纹可看出

膜厚度在１～２μｍ，可作为制备 ＲＤＸ／ＳｉＯ２膜的基础。
３．３　溶胶陈化时间对成膜影响
　　随着 ＴＥＯＳ的水解缩合，胶体颗粒和缩合的 ＳｉＯ２
类物质就会随时间逐渐联结成三维网格结构，而网格

结构主要取决于粒子大小和胶凝前的胶链程度，在胶

凝时，体系黏度迅速增加。实验中研究了 ＴＥＯＳ
ＥｔＯＨＨ２Ｏ＝１４１０，ｐＨ＝９，在 ６０℃和 ２０℃下，

ＳｉＯ２溶胶体系粘度随陈化时间变化关系，如图５所示。
　　由图 ５可知，温度对溶胶胶凝时间影响显著，
６０℃时，待 ＳｉＯ２溶胶陈化 ５ｄ即达到凝胶点，此时向
体系中加入 ＲＤＸ的丙酮和 ＤＭＦ混合溶液，搅拌混合
均匀后陈化，待体系粘度在 ９～１５ｍＰａ·ｓ，由于 ＲＤＸ
含量高，为提高成膜性，在旋涂制膜之前需要加入少量

粘结剂和控制干燥的添加剂。

图 ５　ＳｉＯ２溶胶粘度随陈化时间变化曲线

Ｆｉｇ．５　Ｃｕｒｖｅｏｆｖｉｓｃｏｓｉｔｙｏｆｓｉｌｉｃａｓｏｌｖｓａｇｉｎｇｔｉｍｅ

３．４　加入粘结剂及干燥方式对成膜的影响
　　为增加成膜韧性及强度，需要加入微量的粘结剂，
本实验向溶胶中加入最终成膜质量３％的 ＦＰＭ２６０２可以
增加凝胶的粘度。在 ＳｉＯ２的凝胶时，向凝胶中滴加
ＲＤＸ的丙酮溶液，ＲＤＸ溶液将渗透到凝胶的网孔内，
与网孔内非溶剂（水）接触，即发生溶剂非溶剂的重结
晶，ＲＤＸ在 ＳｉＯ２凝胶网格内结晶出来，ＦＰＭ２６０２起到加
固凝胶网格强度的作用，有效阻止凝胶膜的开裂。

ＤＭＦ溶液作为控制干燥的添加剂，也可以减少干燥过

程中凝胶破裂，同时又是 ＲＤＸ的优良溶剂（６０℃溶解
度为３３．３ｇ／１００ｇ）［１４］。一般认为 ＤＭＦ阻开裂机理，
是 ＤＭＦ能抑制 ＴＥＯＳ的水解速率同时提高缩聚速率，
另外 ＤＭＦ增大了凝胶孔径尺寸且使其尺寸分布均匀，
大大降低了凝胶干燥时不均匀的毛细管张力，从而提

高 ＳｉＯ２溶胶成膜性
［１５］
。

　　凝胶干燥时，由于其结构中含有大量结合水，干燥
过程中要注意升温速率和环境湿度，升温速率太快容

易致使膜开裂，同时保证环境相对湿度宜在 ４０％ ～
６５％，超过６５％又出现裂纹现象［１６］

，可能是相对湿度

较大时，膜层局部区域在水汽的冲击下销溶，在该处的

应力集中产生裂纹铺展。由于８０％ ＲＤＸ／ＳｉＯ２作为一
种含能材料，只能采用在低于１００℃进行干燥，在常温
和冷冻干燥条件下制得８０％ ＲＤＸ／ＳｉＯ２膜扫描电镜如
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图６和图７所示。
　　图６中在室温下，随膜内溶剂的不断减少，凝胶孔
结构也会逐渐坍塌，ＲＤＸ根本不受 ＳｉＯ２凝胶网格的限
制，直接从溶剂中结晶，晶形极不规则，颗粒极不均匀，

并且空隙率大，仅是 ＲＤＸ和 ＳｉＯ２的机械掺杂。图 ７
中，在 －５０℃低温下，膜内溶剂凝固成固态，在真空条
件下，饱和蒸汽压极低，溶剂直接从固相升华至气相，

保持 ＳｉＯ２凝胶网格的完整性，限制了 ＲＤＸ的晶形和
粒径，图中近似球形大颗粒为 ＲＤＸ，其尺寸在 ２０μｍ
左右，原因是冷凝干燥过程中凝胶冷却到溶剂的正常熔

点之下，溶剂结晶，晶核生成于凝胶表面，孔内液体会流

向晶核，凝胶内就形成与蒸发干燥相似的流动，并因此

产生形似的应力，导致凝胶孔结构破坏，另外，孔内液体

结晶排斥溶胶网格，导致凝胶网格断裂，凝胶结构坍塌。

图 ６　常温干燥条件下制得 ＲＤＸ／ＳｉＯ２膜的扫描电镜图

Ｆｉｇ．６　ＴｈｅＳＥＭｐｈｏｔｏｇｒａｐｈｏｆＲＤＸ／ＳｉＯ２
ｍｅｍｂｒａｎｅａｃｑｕｉｒｅｄｂｙｄｒｙｉｎｇａｔｒｏｏｍｔｅｍｐｅｒａｔｕｒｅ

图 ７　冷冻干燥条件下制得 ＲＤＸ／ＳｉＯ２膜的扫描电镜图

Ｆｉｇ．７　ＴｈｅＳＥＭｐｈｏｔｏｇｒａｐｈｏｆＲＤＸ／ＳｉＯ２
ｍｅｍｂｒａｎｅａｃｑｕｉｒｅｄｂｙｆｒｅｅｚｅｄｒｙｉｎｇａｔ－５０℃

４　结　论

　　基于溶胶—凝胶制膜原理，采用手工旋涂法制得
８０％ ＲＤＸ／ＳｉＯ２传爆药薄膜，膜呈白色半透明状，厚度
在几十个微米，表面平整，有一定韧性。扫描电镜表

明，ＲＤＸ近似呈球形，粒径大多在１～３μｍ，表面包覆
一层亮的 ＳｉＯ２，ＦＰＭ２６０２将 ＲＤＸ／ＳｉＯ２粘结在一起构成
复合膜。

　　制膜保证在 ＳｉＯ２溶胶的凝胶点时，加入 ＲＤＸ的
丙酮ＤＭＦ混合溶液，ＤＭＦ既作为溶剂又作为阻止膜
开裂的添加剂。作为膜主体的 ＲＤＸ，其溶液加入 ＳｉＯ２
溶胶溶胶相变体系后，ＲＤＸ是否能在 ＳｉＯ２凝胶模板
内实现可控沉积仍需进一步研究。

　　涂膜后的干燥方式直接影响成膜性，控制缓和的
干燥条件可有效阻止膜开裂，使用冷冻干燥和超临界

干燥为减少开裂提供了新途径。

致谢：中北大学杨继华为样品提供扫描电镜技术支持。

参考文献：

［１］张景林，吕春玲，王晶禹，等．亚微米炸药的感度选择性［Ｊ］．爆炸

与冲击，２００４，２４（１）：５９－６２．

ＺＨＡＮＧＪｉｎｇｌｉｎ，ＬüＣｈｕｎｌｉｎｇ，ＷＡＮＧＪｉｎｇｙｕ，ｅｔａｌ．Ｓｅｌｅｃｔｉｖｉｔｙｏｆ

ｓｅｎｓｉｔｉｖｉｔｙｏｆｔｈｅｓｕｂｍｉｃｒｏｎｅｘｐｌｏｓｉｖｅ［Ｊ］．ＥｘｐｌｏｓｉｏｎａｎｄＳｈｏｃｋ

Ｗａｖｅｓ，２００４，２４（１）：５９－６２．

［２］李宁，卢迪芬，陈森凤．溶胶凝胶法制备薄膜的研究进展［Ｊ］．玻

璃与搪瓷，２００４，３２（６）：５０－５５．

ＬＩＮｉｎｇ，ＬＵＤｉｆｅｎ，ＣＨＥＮＳｅｎｆｅｎｇ．Ｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔｉｎｐｒｅｐａｒａｔｉｏｎｏｆｔｈｉｎ

ｆｉｌｍｓｂｙｓｏｌｇｅｌｍｅｔｈｏｄ［Ｊ］．Ｇｌａｓｓ＆Ｅｎａｍｅｌ，２００４，３２（６）：５０－５５．

［３］ＲａｎｄｙＳｉｍｐｓｏｍ．Ｎａｎｏｓｃａｌｅｃｈｅｍｉｓｔｒｙｙｉｅｌｄｓｂｅｔｔｅｒｅｘｐｌｏｓｉｖｅ［Ｒ］．

Ｓｃｉｅｎｃｅ＆ＴｅｃｈｎｏｌｏｇｙＲｅｖｉｅｗ，２０００．

［４］池钰，黄辉，李金山．溶胶凝胶法制备纳米含能复合材料的研究

进展［Ｊ］．火工品，２００６（２）：４６－５０．

ＣＨＩＹｕ，ＨＵＡＮＧＨｕｉ，ＬＩＪｉｎｓｈａｎ．Ｐｒｏｇｒｅｓｓｉｎｐｒｅｐａｒａｔｉｏｎｏｆｅｎｅｒｇｅｔ

ｉｃｎａｎｏｃｏｍｐｏｓｉｔｅｓｂｙｓｏｌｇｅｌｍｅｔｈｏｄ［Ｊ］．Ｉｎｉｔｉａｔｏｒｓ＆Ｐｙｒｏｔｅｃｈｎｉｃｓ，

２００６（２）：４６－５０．

［５］ＴｉｌｌｏｔｓｏｎＴＭ，ＧａｓｈＡＥ，ＳｉｍｐｓｏｎＲＬ，ｅｔａｌ．Ｎａｎｏｓｔｒｕｃｔｕｒｅｄｅｎｅｒｇｅｔｉｃ

ｍａｔｅｒｉａｌｓｕｓｉｎｇｓｏｌｇｅｌｍｅｔｈｏｄｏｌｏｇｉｅｓ［Ｊ］．ＮｏｎＣｒｙｓｔＳｏｌｉｄｓ，２００２，２８５

（１－３）：３３８－３４５．

［６］池钰，黄辉，李金山，等．溶胶凝胶法制备 ＲＤＸ／ＳｉＯ２纳米复合含

能材料［Ｊ］．含能材料，２００７，１５（１）：１６－２２．

ＣＨＩＹｕ，ＨＵＡＮＧＨｕｉ，ＬＩＪｉｎｓｈａｎ，ｅｔａｌ．ＰｒｅｐａｒａｔｉｏｎｏｆＲＤＸ／ＳｉＯ２
ｎａｎｏｃｏｍｐｏｓｉｔｅｅｎｅｒｇｅｔｉｃｍａｔｅｒｉａｌｓｂｙｓｏｌｇｅｌｍｅｔｈｏｄ［Ｊ］．ＣｈｉｎｅｓｅＪｏｕｒ

ｎａｌｏｆＥｎｅｒｇｅｔｉｃＭａｔｅｒｉａｌｓ（ＨａｎｎｅｎｇＣａｉｌｉａｏ），２００７，１５（１）：１６－２２．

［７］王晓丽，焦清介，李国新，等．钝化黑索今薄膜及其感度的研究

［Ｊ］．火工品，２００３（３）：２３－２６．

ＷＡＮＧＸｉａｏｌｉ，ＪＩＡＯＱｉｎｇｊｉｅ，ＬＩＧｕｏｘｉｎ，ｅｔａｌ．Ｓｔｕｄｙｏｎｄｅｓｅｎｓｉｔｉ

ｚｉｎｇＲＤＸｆｉｌｍａｎｄｉｔｓｓｅｎｓｉｔｉｖｉｔｙ［Ｊ］．Ｉｎｉｔｉａｔｏｒｓ＆Ｐｙｒｏｔｅｃｈｎｉｃｓ，２００３

（２）：２３－２６．

２９６ 第 １７卷　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　含　　能　　材　　料



［８］ＯｍｋａｒＡＮａｆｄａｙ，ＲａｊａｓｅｋａｒＰｉｔｃｈｉｍａｎｉ，ＢｒａｎｄｏｎＬＷｅｅｋｓ．Ｐａｔｔｅｒｎｉｎｇ

ｈｉｇｈｅｘｐｌｏｓｉｖｅｓａｔｔｈｅｎａｎｏｓｃａｌｅ［Ｊ］．Ｐｒｏｐｅｌｌａｎｔｓ，Ｅｘｐｌｏｓｉｖｅｓ，Ｐｙｒｏｔｅｃｈ

ｎｉｃｓ，２００６，３１（５）：３７６－３８０．

［９］肖宗湖，张萌，郭米艳．溶胶凝胶法制备 ＺｎＯ薄膜的特性研究

［Ｊ］．人工晶体学报，２００８，３７（４）：１００３－１００６．

ＸＩＡＯＺｏｎｇｈｕ，ＺＨＡＮＧＭｅｎｇ，ＧＵＯＭｉｙａｎ．Ｉｎｖｅｓｔｉｇａｔｉｏｎｏｎｚｉｎｃｏｘ

ｉｄｅｔｈｉｎｆｉｌｍｓｐｒｅｐａｒｅｄｂｙｓｏｌｇｅｌｐｒｏｇｒｅｓｓ［Ｊ］．ＪｏｒｎａｌｏｆＳｙｎｔｈｅｔｉｃ

Ｃｒｙｓｔａｌｓ，２００８，３７（４）：１００３－１００６．

［１０］郁卫飞，黄辉，张娟，等．溶胶凝胶法制备纳米 ＲＤＸ／ＲＦ薄膜技术

研究［Ｊ］．含能材料，２００８，１６（４）：３９１－３９４．

ＹＵＷｅｉｆｅｉ，ＨＵＡＮＧＨｕｉ，ＺＨＡＮＧＪｕａｎ，ｅｔａｌ．Ｓｔｕｄｙｏｎｔｈｅｐｒｅｐａｒａ

ｔｉｏｎｔｅｃｈｎｉｃｏｆｎａｎｏｓｉｚｅｄＲＤＸ／ＲＦｆｉｌｍｂｙｓｏｌｇｅｌｍｅｔｈｏｄ［Ｊ］．Ｃｈｉ

ｎｅｓｅＪｏｕｒｎａｌｏｆＥｎｅｒｇｅｔｉｃＭａｔｅｒｉａｌｓ（ＨａｎｎｅｎｇＣａｉｌｉａｏ），２００８，１６（４）：

３９１－３９４．

［１１］殷明志，姚熹，吴小清，等．溶胶凝胶法制备纳米二氧化硅溶胶和

多孔二氧化硅薄膜［Ｊ］．硅酸盐学报，２００２，３０（６）：７６６－７７０．

ＹＩＮＭｉｎｇｚｈｉ，ＹＩＡＯＸｉ，ＷＵＸｉａｏｑｉｎｇ，ｅｔａｌ．Ｍｉｃｒｏｐｏｒｏｕｓｓｉｌｉｃａｆｉｌｍｓ

ｄｅｒｉｖｅｄｂｙｓｏｌｇｅｌｇｒａｎｕｌａｒｓｉｌｉｃａｓｏｌ［Ｊ］．ＪｏｕｒｎａｌｏｆＴｈｅＣｈｉｎｅｓｅＣｅ

ｒａｍｉｃＳｏｃｉｅｔｙ，２００２，３０（６）：７６６－７７０．

［１２］王剑华，郭玉忠，刘荣佩．溶胶凝胶法制备 ＳｉＯ２薄膜的研究［Ｊ］．

材料科学与工艺，１９９９，７（３）：１－５．

ＷＡＮＧＪｉａｎｈｕａ，ＧＵＯＹｕｚｈｏｎｇ，ＬＩＵＲｏｎｇｐｅｉ．ＳｉＯ２ ｃｏａｔｉｎｇｓｐｒｅ

ｐａｒｅｄｂｙｓｏｌｇｅｌｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ［Ｊ］．ＭａｔｅｒｉａｌｓＳｃｉｅｎｃｅ＆ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ，

１９９９，７（３）：１－５．

［１３］黄剑锋．溶胶凝胶原理与技术［Ｍ］．北京：化学工业出版社，

２００５：６９－７４．

ＨＵＡＮＧＪｉａｎｆｅｎｇ．Ｐｒｉｎｃｉｐｌｅａｎｄｔｅｃｈｎｉｑｕｅｏｆｓｏｌｇｅｌ［Ｍ］．Ｂｅｉｊｉｎｇ：

ＣｈｅｍｉｃａｌＩｎｄｕｓｔｒｙＰｒｅｓｓ，２００５：６９－７４．

［１４］欧育湘．炸药学［Ｍ］．北京：北京理工大学出版社，２００６：１９７－

１９８．

ＯＵＹｕｘｉａｎｇ．Ｅｘｐｌｏｓｉｖｅｓ［Ｍ］．Ｂｅｉｊｉｎｇ：ＢｅｉｊｉｎｇＩｎｓｔｉｔｕｔｅｏｆＴｅｃｈｎｏｌｏ

ｇｙＰｒｅｓｓ，２００６：１９７－１９８．

［１５］吴东兵，刘羽，牛志睿．溶胶凝胶法制备 ＳｉＯ２的溶胶粘度性能研

究［Ｊ］．陕西科技大学学报，２００８，２６（２）：５３－５６．

ＷＵＤｏｎｇｂｉｎｇ，ＬＩＵＹｕ，ＮＩＵＺｈｉｒｕｉ．Ｓｔｕｄｙｏｎｔｈｅｖｉｓｃｏｓｉｔｙｏｆｓｉｌｉｃａ

ｓｏｌｆｏｒｐｒｅｐａｒｉｎｇＳｉＯ２ｆｉｌｍｂｙｓｏｌｇｅｌｐｒｏｃｅｓｓ［Ｊ］．ＪｏｕｒｎａｌｏｆＳｈａａｎｘｉ

ＵｎｉｖｅｒｓｉｔｙｏｆＳｃｉｅｎｃｅ＆Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ，２００８，２６（２）：５３－５６．

［１６］方平安，吴召平．溶胶凝胶制备二氧化硅薄膜的开裂问题研究

［Ｊ］．玻璃与搪瓷，２０００，２８（３）：１３－１８．

ＦＡＮＧＰｉｎｇａｎ，ＷＵＺｈａｏｐｉｎｇ．Ｓｔｕｄｙｏｎｔｈｅｃｒａｃｋｉｎｇｏｆｓｉｌｉｃａｆｉｌｍｓｐｒｅ

ｐａｒｅｄｂｙｓｏｌｇｅｌｐｒｏｃｅｓｓ［Ｊ］．Ｇｌａｓｓ＆Ｅｎａｍｅｌ，２０００，２８（３）：１３－１８．

ＰｒｅｐａｒａｔｉｏｎｏｆＲＤＸ／ＳｉＯ２ＢｏｏｓｔｅｒＭｅｍｂｒａｎｅｂｙＳｏｌＧｅｌＭｅｔｈｏｄ

ＪＩＡＮＧＸｉａｂｉｎｇ１，ＬＩＡＮＧＹｉｑｕｎ２，ＺＨＡＮＧＪｉｎｇｌｉｎ２，ＣＨＥＮＪｉａｎｓｈｅｎ３

（１．ＳｃｈｏｏｌｏｆＭｅｃｈａｔｒｏｎｉｃｓＥｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇ，ＢｅｉｊｉｎｇＩｎｓｔｉｔｕｔｅｏｆＴｅｃｈｎｏｌｏｇｙＢｅｉｊｉｎｇ１０００８１，Ｃｈｉｎａ；

２．ＣｈｅｍｉｃａｌＩｎｄｕｓｔｒｙａｎｄＥｃｏｌｏｇｙＳｃｈｏｏｌｏｆＮｏｒｔｈＵｎｉｖｅｒｓｉｔｙｏｆＣｈｉｎａ，Ｔａｉｙｕａｎ０３００５１，Ｃｈｉｎａ；

３．ＪｉａｎｇｙａｎｇＣｈｅｍｉｃａｌＩｎｄｕｓｔｒｙＬｉｍｉｔｅｄＣｏｍｐａｎｙｏｆＳｈａｎｘｉＰｒｏｖｉｎｃｅ，Ｔａｉｙｕａｎ０３００４１，Ｃｈｉｎａ）

Ａｂｓｔｒａｃｔ：Ｉｎｔｈｅｐｒｏｃｅｓｓｏｆｓｉｌｉｃａ（ＳｉＯ２）ｓｏｌｔｒａｎｓｉｔｉｎｇｉｎｔｏｇｅｌ，ｔｈｅｄｅｆｉｎｉｔｅｍｉｘｔｕｒｅｏｆａｃｅｔｏｎｅ，Ｎ，Ｎｄｉｍｅｔｈｙｌｆｏｒｍａｍｉｄｅ（ＤＭＦ）ａｎｄ

ｈｅｘｏｇｅｎ（ＲＤＸ）ａｎｄｔｈｅｍｉｘｔｕｒｅｏｆａｃｅｔｉｃｅｓｔｅｒａｎｄｆｌｕｏｒｉｎｅｒｕｂｂｅｒ（ＦＰＭ２６０２）ｗｅｒｅａｄｄｅｄｓｅｑｕｅｎｔｉａｌｌｙ，ａｎｄｔｈｅｓｕｂｔｒａｎｓｐａｒｅｎｔ

ｗｈｉｔｅ８０％ ＲＤＸ／ＳｉＯ２ｂｏｏｓｔｅｒｍｅｍｂｒａｎｅｓｗｅｒｅｏｂｔａｉｎｅｄｂｙｐｕｌｌｅｙａｎｄｍａｎｕａｌｓｐｉｎｃｏａｔｉｎｇｍｅｔｈｏｄｓ．Ｒｅｓｕｌｔｓｓｈｏｗｔｈａｔｗｈｅｎｔｈｅ

ｍｏｌａｒｒａｔｉｏｏｆｓｉｌｉｃｉｃａｃｉｄｔｅｔｒａｃｔｈｙｌｅｓｔｅｒ（ＴＥＯＳ）ｔｏｅｔｈａｎｏｌｉｓ１４，ｗｉｔｈｔｈｅｐｒｏｐｅｒｄｅｃｒｅａｓｉｎｇｏｆｔｈｅｍｏｌａｒｒａｔｉｏｂｅｔｗｅｅｎｅｔｈａｎｏｌ

ａｎｄｗａｔｅｒ，ｔｈｅｄｕｃｔｉｌｉｔｙｏｆｍｅｍｂｒａｎｅａｎｄｔｈｅｐａｒｔｉｃｌｅｓｉｚｅｏｆＲＤＸｄｅｃｒｅａｓｅ．Ｗｈｅｎｔｈｅｓｏｌａｇｅｓａｔ６０℃，ｔｈｅｖｉｓｃｏｓｉｔｙｏｆｓｏｌｓｏｌｕｔｉｏｎ

ｉｎｃｒｅａｓｅｓｆｒｏｍ３Ｐａ·ｓｔｏ１３Ｐａ·ｓａｔｇｅｌｐｏｉｎｔｗｉｔｈｔｈｅｉｎｃｒｅａｓｉｎｇｏｆａｇｉｎｇｔｉｍｅ，ａｎｄｔｈｅｍｅｍｂｒａｎｅｓａｃｑｕｉｒｅｄｂｙｓｐｉｎｃｏａｔｉｎｇｉｓ

ｔｈｉｎａｎｄｓｍｏｏｔｈ．ＴｈｅＳＥＭｐｈｏｔｏｇｒａｐｈｓｓｈｏｗｔｈａｔｔｈｅｓｐｈｅｒｏｉｄａｌＳｉＯ２ｗｉｔｈｐａｒｔｉｃｌｅｓｉｚｅｏｆ３００－５００ｎｍａｄｈｅｒｅｓｏｎｔｈｅｓｕｒｆａｃｅｏｆ

ＲＤＸａｎｄｆｏｒｍｓａｂｌｏｃｋｌｉｋｅｃｏｍｐｏｓｉｔｅｍｅｍｂｒａｎｅｅｌｅｍｅｎｔｏｆＲＤＸ／ＳｉＯ２ｗｉｔｈｓｉｚｅｏｆ３－５μｍ，ｗｈｉｃｈｉｓａｎｅｗｔｙｐｅｂｏｏｓｔｅｒｍｅｍ

ｂｒａｎｅ．

Ｋｅｙｗｏｒｄｓ：ａｐｐｌｉｅｄｃｈｅｍｉｓｔｒｙ；ｓｏｌｇｅｌｍｅｔｈｏｄ；ｈｅｘｏｇｅｎ（ＲＤＸ）；ｇｅｌｐｏｉｎｔ；ｂｏｏｓｔｅｒｍｅｍｂｒａｎｅ

３９６第 ６期　　　　　　　　　　　　姜夏冰等：溶胶凝胶法制备 ＲＤＸ／ＳｉＯ２传爆药薄膜技术研究


